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Ochranné dychaci celooblicejové masky
s vyménnym nanovlakennym filtrem

vrchni €ast filtru

spodni ¢ast filtru se zavitem

Struktura nanovldkenného filtru

nanovlakenné jadro filtru

= V kombinaci s vhodnym nanovldken-
nym filtrem nebo dychacim pfistrojem
zajistuji ochranu obliceje, o¢i a dycha-
cich organl pfed ucinky toxickych ply-
nd, par a aerosold, biologickych skodli-
vin, radioaktivniho prachu atd..

m UZivateli s oéni vadou umoznuji pouzit

dioptricka skla v brylové viozZce.

m P&tivrstvé nanovldkenné Respira filtry
zachyti az 99,999 % vSech pevnych ¢as-
tic véetné viru a bakterii.

m Jedine¢nd konstrukce spojuje nade-
chovy a vydechovy filtr. Pfi kazdém vy-
dechu se filtra¢ni ¢ast sama cisti. Proto
maji vyménné filtry oproti konkurenci

vice nez dvojnasobnou trvanlivost.

() NANOLOGIX

» Dychaci odpor pfi prltoku vzduchu
30 I/min.: vdechovaci odpor max. 25 Pa,
vydechovaci odpor max. 60 Pa.

m Licnice ochranné masky je osazena
prlzvuénou viozkou, ktera zabezpecluje
minimalné 95% slovni srozumitelnost.

m Obsahuje pevné zabudované pfislu-

Senstvi pro pfipojeni lahve s pitim.

www.nanologix.eu



